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《氧化铜粉标准》编制说明
1  行业现状、存在问题及标准编制意义

随着我国铜冶炼产能的不断增加，铜的深加工产品氧化铜粉应用广泛，不同行业使用单位对氧化铜粉的质量要求不同，制定该产品的标准等级，使各种用途的氧化铜粉均有标准可依。

1.1 氧化铜粉的市场现状
近年来我国国民经济稳定而快速发展。国内汽车、家电、冶金、化工等主要产业的发展带动了铜产业的快速增长，其中铜冶炼行业2006年销售收入增长率为88.39%，2007年增长率为39.86。
其中氧化铜粉作为铜基粉体材料，近些年在工业应用领域得到了较快的发展。氧化铜粉目前国内市场主要是作为催化剂及氧化剂应用于工业生产当中。但是近几年随着产品需求结构的不断变化，其在电子产品生产、化学试剂等方面的需求也快速发展起来。

但是长期以来受到生产技术及原材料方面的限制，国内氧化铜粉生产成本高，产品品质相对进口产品较差，主要是目前国内氧化铜粉生产企业较少，产品技术发展缓慢。
随着国内市场需求近几年的快速发展，我国氧化铜粉产需矛盾非常突出，国内市场表现出明显的供不应求。
2003年我国氧化铜粉产量仅1932吨，到2008年行业产品产量达到5911吨。近几年行业产品产量增长速度保持在20%以上。
我国氧化铜粉需求规模逐年扩大，2003年国内市场需求为25070吨，到2008年国内市场需求以达到45356吨，年需求增长幅度均超过10%。

氧化铜粉作为重要的无机化工原料，其市场需求增长稳定。近几年，氧化铜粉作为催化剂在工业领域中的需求增长一直以较快的速度发展。同时陶瓷、搪瓷、玻璃行业近几年对氧化铜粉作为颜料的需求也以较为稳定的速度发展。
1.2 氧化铜粉生产工艺

目前国内外氧化铜生产最成熟工艺有铜粉氧化法、硫酸铜煅烧法及碳酸铵亚铜浸取法。目前工业生产多采用铜粉氧化法。
铜粉氧化法是以铜灰、铜渣为原料在焙烧炉中用煤气加热进行初步氧化，以除去原料中的水分和有机杂质。生成的初级氧化物经自然冷却、粉碎后，在氧化炉中进行二次氧化，得到粗品氧化铜，反应如下：
2Cu+O2→2CuO

Cu20+1/2 O2→2CuO
将粗品氧化铜净化，经离心分离、干燥，在450℃下氧化焙烧8h，冷却后，粉碎至100目或200目，再在氧化炉中氧化，制得氧化铜粉产品。
1.3 国内相关标准概况

国内暂时没有氧化铜粉产品的国家标准。相关产品有2003年11月发布的《化学试剂  氧化铜粉》国家标准GB/T674-2003。
1.4 氧化铜粉行业存在的问题

目前，我国氧化铜粉行业的生存与发展存在以下问题：
（1）企业竞争力弱
我国氧化铜粉企业结构不合理、产业集中于劳动密集型产品；技术密集型产品明显落后于发达工业国家；产业能源消耗大、产出率低、环境污染严重；企业总体规模偏小、企业普遍缺乏核心能力；并且与国外企业进入中国市场相比，我国多数氧化铜粉企业极其缺乏在全球范围内配置资源和进行全球范围内营销的国际化经营能力。
（2）加工和管理水平落后

不少地区企业的加工制作水平相对比较落后，特别是一些规模较小的氧化铜企业，由于规模小，设备的利用率相对较低，制做出的产品符合下游企业生产需求标准，给企业造成损失，同时，这类企业的管理水平也很落后。

（3）市场竞争形势加剧
国内氧化铜粉工业目前除了国内企业的直接竞争外还要面对外商的竞争，竞争将更加激烈。
我国的氧化铜粉需求将随着我国经济发展而增加，这就要我国氧化铜粉制造厂共同努力，研制生产出具有竞争能力的高品质产品，满足市场需求。只有这样才能使氧化铜粉行业成为一个稳定和谐、可持续发展的优势产业。
2  编制过程
（1）开题报告
2007年4月，通过大量文献调研和现场调查，完成前期准备工作，按照全国有色金属标准化委员会有色金属标准的编制原则和框架要求，拟定开题报告。
（2）2008~2009年研究国家相关标准规范，生产现状调研，制定工作方案，确定氧化铜粉的各项指标，完成初稿文稿。

（3）2009年4月完成《氧化铜粉》标准的征求意见稿。
3  适用范围

本标准适用于铜粉氧化法、硫酸铜煅烧法和碳酸氢铵-氨水亚铜浸出法所生产的氧化铜粉。本产品用于玻璃、搪瓷、陶瓷等的着色剂和磁性材料的原料，用于制造烟火、染料、触媒、以及其他铜盐，还用于人造丝工业及电镀行业等。
4  编制依据及参考资料

（1）根据全国有色金属标准化委员会2008年下达标准计划（计划项目号：20079150-T160），由大冶有色金属公司负责起草GB/T××××-××××《氧化铜粉》国家标准。
（2）《有色金属标准编写培训讲义》全国有色金属标准化技术委员会·全国稀土标准化技术委员会，2009
（3）《国家标准制定程序》GB/T16733-1997
（4）《中国化工产品大全（第三册）》化学工业出版社，2005
（5）《化学工艺设计手册（第三册）》化学工业出版社，2003
（6）《化学试剂  粉状氧化铜》GB/T674-2003。
5  编制原则

由于国内原料中杂质成分和含量不同，除杂效果也不一样，所得氧化铜粉的主成分高低和含杂质量也不同。因此，本标准本着即符合使用方对氧化铜粉质量的要求，又本着尽可能符合多数生产厂家的产品质量而制定。以此，本标准制定本着有利于保障国内氧化铜粉产品的质量，规范供需双方经贸行为，减少异议的产生为目的，引导和推进我国铜产品发展水平不断提高。
本标准格式按GB/T1.1-2000标准要求编写。
6  技术内容说明

6.1主要技术内容

（1）产品品级划分；

（2）规定各等级的主成分和杂质含量；
（3）验收规则；
（4）其他标准规范要求。
6.2主要技术内容

（1）关于标准名称

为区分化学试剂类粉状氧化铜，且国内生产厂家的通用产品名称，本标准定义为：氧化铜粉。

（2）品级划分

根据国内生产厂家采用的生产工艺及其实际生产情况和产品使用厂家对氧化铜粉的要求，本标准拟定划分为三个品级，即优级品主成分不小于99%，一级品主成分不小于98.5%，合格品主成分不小于98%。

（3）杂质成分确定

杂质成分项目和具体数值要求，主要考虑其下游使用行业对其质量的要求和多数生产厂家实际生产工艺方法情况而定。

杂质成分项目：参照电镀、油柒、印染及烟花等行业及多数厂家采用的铜粉氧化法生产工艺，根据其原材料、辅料的化学杂质成分，氧化铜粉的化学成分主要控制的杂质成分初步定为盐酸不溶物、氯化物（Cl）、硫化合物（SO4）、铁（Fe）、总氮（N）、水溶物六种成分。

杂质成分限量要求：以考察收集的国内主要厂家的产品杂质含量，及部分使用厂家对杂质限量要求为基准，兼顾供需双方利益为准则，确定不同品级下不同限量要求。

（4）外观

根据氧化铜粉的物理特性确定其外观要求。

（5）细度

根据生产工艺方法和使用厂家的要求确定细度的划分。

（6）验收

目前绝大部分氧化铜粉的销售是以供方检验结果作为结算依据，需方可进行复验。

（7）实验方法
   目前在无其它分析标准可直接引用的情况下，本标准中暂定以我公司的现行分析方法，结合收集的部分企业分析方法，以附录方式推荐使用。
7  标准实施建议

  本标准由行业各级政府主管部门负责监督实施。
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